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191862-2026 - CbcTesaTtenHa npoueaypa

FepmaHusa — MukpoenekTpoHHu mawuHu u ypeam — Fully Automated Wafer Electro Chemical
Metal Plating Tool (1ZM-140) - PR1163163-3460-P

OJ S 55/2026 19/03/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

JdocTtaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12
EnektpoHHa nowa: einkauf@zv.fraunhofer.de
MpaBHa kaTeropus Ha kynysava: lNy6nuyHo npegnpusitue
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswe: Fully Automated Wafer Electro Chemical Metal Plating Tool (IZM-140) -
PR1163163-3460-P
Onucanue: Fully Automated Wafer Electro Chemical Metal Plating Tool (1ZM-140)
NpeHTtndpukatop Ha npoueaypata: 210595d3-be30-4c2a-b1ed-0fc10c872274
BbTpeweH naeHtudgukatop: PR1163163-3460-P
Bug npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npeaBaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe
Mpouenypata ce yckopsiea: He

21.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykarta: [JocTtaBku
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 31712100 MrUKpoenekTpoHHU MaLLMHK 1 ypeau

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
"paa: Dresden-Moritzburg
MNMoweHckm koa: 01468
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Meilden (DED2E)
Ovpxaea: 'epmaHus
HonbnHutenHa nHgopmauma: Reinraum - tbd nach Zuschlagserteilung & Absprache mit Fhl

2.1.4. OO6wa nHdopmauusa
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHus 3a N3KNKO4YBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHMsTa 3a MU3KIoYBaHe: YBegomneHne, [JokyMeHT 3a 06LLeCTBEHN
nopbykKn, EAnHEH eBponenckn AoKyMeHT 3a obuiectseHn nopbykm (EEOOIM)
AHanormyHa Ha HeECbCTOATENHOCT CUTyauus CbINacHO HaLUMOHANHOTO 3aKOHOA4ATENCTBO:
Kopynuus:
YyacTtue B npecTbinHa opraHnsauus:
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CnopasymeHusi ¢ Apyrn MIKOHOMUYECKM ONepaTopu 3a HapyLllaBaHe Ha KOHKYypeHuusaTa:
HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha eKonorMyHoTo Npaso:

N3nupaHe Ha napu nnm omHaHcupaHe Ha Tepopuama:

Namamu:

OeTcku Tpya v gpyrn oopmun Ha Tpaduk Ha xopa:

HennaTtexxocnocobHOCT:

HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha TpygoBOTO Npaso:

AOMUHUCTPUPaHe Ha akTUBUTE OT NMKBMAATOP:

HeBepHu aaHHK, ykpuBaHe Ha MHoOpMaLums, HENpeACTaBAHE Ha NpUApPYXaBaLlLy AOKYMEHTU
UnNu nNony4yaeaHe Ha NnoBepuTenHa MHopMaLuns BbB Bpb3ka C npoueaypara:

KOHMnnKT Ha nHTEepecu, cBbp3aH C y4acTMETO B NpoueaypaTta 3a BbanaraHe Ha obuiectBeHa
nopbukKa:

MpsIKO MM KOCBEHO y4acTue B NOArOTOBKAaTa Ha npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obiectBeHa
nopbukKa:

Texko npodheCnoHanHo HapyLleHue:

MpeacpoyHO NpekpaTsiBaHe Ha LOroBOp W HanaraHe Ha obe3LeTeHns unn gpyrm nogobHn
CaHKUun:

HapylweHne Ha 3agbimkeHns B obractra Ha counanHoTo npago:

HeunanbnHeHne Ha 3aabimKeHne, CBbP3aHo C NMallaHeTo Ha CoLMarHOOCUTYPUTENHN BHOCKM:
[MpekpaTeHa cTonaHcKka ENHOCT:

HeunanbnHeHne Ha 3aabikeHne, CBbP3aHo C NMallaHeTo Ha AaHbLUMK:

TepopuUCTUYHN NPECTBNNEHNS UK NPECTBbNNEHUS, KOUTO Ca CBbP3aHu C TEPOPUCTUYHU
JEenHOCTU:

HeunsnbnHeHne Ha 3aabrkeHusTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a uskntoyBaHe: Es gelten alle einschlagigen zwingenden wie fakultativen
Ausschlussgrinde, die durch nationales Recht normiert sind.

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuma: LOT-0000
3arnaswe: Fully Automated Wafer Electro Chemical Metal Plating Tool (IZM-140) -
PR1163163-3460-P
Onucanue: 1 System: Fully Automated Wafer Electro Chemical Metal Plating Tool (1ZM-140)
Die folgende Geratespezifikation definiert ein vollautomatisches Werkzeug fur die
elektrochemische Abscheidung (ECD) verschiedener Metallschichten auf Wafer-Substraten.
Der Schwerpunkt liegt auf Bumps mit hohem Aspektverhaltnis, Redistribution Layers (RDL)
und der Kupferflllung von Silizium-Durchkontaktierungen (TSV) mit hohem Aspektverhaltnis.
Die Wafer-Substrate bestehen aus Silizium und/oder Glas, haben Durchmesser von 200 und
300 mm und eine Dicke von bis zu 2 mm. Vor dem Prozess werden die Wafer in Front
Opening Unified Pods (FOUPs) zum Werkzeug transportiert, die vom Bediener manuell auf
die jeweiligen Ladedffnungen gesetzt werden. Das neue Werkzeug muss in der Lage sein, die
folgenden Schritte vollautomatisch auszufuhren: « Entladen der vorgesehenen Wafer aus dem
FOUP - Durchfuhren der Nassprozesse ¢« Entladen der Wafer zurtck in ihre Ausgangsposition
im FOUP Die Programmierung von Rezepturen muss innerhalb eines fur Forschung und
Entwicklung (F&E) erforderlichen angemessenen Bereichs von Optionen und Parametern
mdglich sein. Das mit der neuen ECD-Kammergeneration fur galvanische Prozesse zu
beschaffende System ermoglicht die flexible Metallabscheidung von Saulen mit hohem
Aspektverhaltnis, TSV (vollstandige Fullung/Auskleidung), Damascene-RDL/Vias (z. B. fur
Hybridbonding) sowie hochdichte RDLs mit Linien-/Abstandsabstanden von < 1 um fir 300-
mm-BEOL-Prozesse, wobei die Handhabung die Verarbeitung von verdinnten und
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gebondeten Wafern und Glaswafern (2,5D/3D-Systeme) mit hoher Verformung und Wolbung
ermoglicht. Das Werkzeug muss die Galvanisierung und Fullung von hdheren
Aspektverhaltnissen und grofieren Volumina ermdglichen. Die fur diese neuen Anwendungen
erforderlichen Verbindungsmetalle sind Cu, Ni, SnAg, Au und optional In. Optionale Features:
- Ausgedunnter Wafer-Dickenbereich von 200 und 300 mm (Si oder Glas): 300 ... 600 pm (LV-
Pos. 1.19.) - Maschine ist fur Wafer-Flip vorbereitet (LV- Pos. 1.33.) - Roboter mit Kanten-
Greifer-Endeffektor (LV- Pos. 1.34.) - Chemische Vorreinigung und Vorbefeuchtung mit
deionisiertem Wasser fur Resistmuster (LV- Pos. 2.21.) - Inline-Inspektion und Reinigung von
versiegelten Ringkontakten (LV- Pos. 2.22.) - Indium-Muster-Galvanisierung (LV- Pos. 2.28.) -
Einzelwafer-Spruhverfahren (LV- Pos. 2.31.) - 2 x Tanks mit einem Fassungsvermogen von
jeweils mindestens 10 Litern fur verschiedene Vorreinigungschemikalien (LV- Pos. 2.32.) -
Riickgewinnungsmodus (LV- Pos. 2.33.) - Uberlaufschutz (LV- Pos. 2.34.) - DI-
Wasserreinigung (LV- Pos. 2.35.) - N2-Trocknung (LV- Pos. 2.36.) - Einzelwafer (LV- Pos.
2.82.) - Tankvolumen von ca. 50 Litern fur Elektrolyt (LV- Pos. 2.83) - N2-Spulung (LV- Pos.
2.84.) - Tankheizung/Kiihlung 20 °C bis 60 °C / +-2 °C (LV- Pos. 2.85.) - Uberlaufschutz fir
Tank und Kammer (LV- Pos. 2.86.) - Inline-Filtergehduse (LV- Pos. 2.87.) -
Gleichstromversorgung / stufenweise einstellbar Ampere Auflésung / bis zu 50 Ampere (LV-
Pos. 2.88.) - Lebensdauer des Kontaktrings > 20.000 Wafer / 2 mm Dichtungsposition / siehe
Anhang (LV- Pos. 2.89.) - DI-Wasserspulung (LV- Pos. 2.90.) - Inertanoden (LV- Pos. 2.91.) -
Kantenwulstentfernung einstellbar in einem Bereich von 2 mm bis 5 mm (LV- Pos. 2.108)
BbTpeweH ngeHtudumkatop: LOT-0000

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykarta: [loctaBku
OcHoeHa knacudumkaums (cpv): 31712100 MUKpOENEKTPOHHN MaLLMHK U ypeau

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
"paa: Dresden-Moritzburg
MoweHckn koa: 01468
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Meilden (DED2E)
ObpxaBa: NepmaHus
HonbnHutenHa nHdopmaums: Reinraum - tbd nach Zuschlagserteilung & Absprache mit Fhl

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
Cpok: 60 OHu

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yvyacTue:
YyacTtneto He e 3anaseHo.
Tpsabsa ga ce nocoyat MMeHaTa u npodecroHanHarta Kksannudukaumsa Ha cnyxmrenuTe, Ha
KOUTO LWe 6bae Bb3NoXeHO U3NbIHEHMETO Ha nopbykaTa: He ce nauckea
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa
Ta3sn obwecTBeHa nopbyka e noaxoadila n 3a mankum n cpegnn npeanpuatus (MCI1): ga
HonbnHutenHa nHgopmaums: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKK: HsMa cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepumn 3a n3bop: YeegomneHue, [JoKyMeHT 3a 006LeCTBEHM NOPBYKM
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Kputepun: PedepeHunn 3a onpegeneHun pabotum

Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Referenz von mindestens 10 Geraten / Projekten mit
vergleichbarer technologi-scher Funktionalitat im Elektro-Plating Bereich nicht alter als funf
Jahre (Kurzbeschreibung Gerat, Pflichtangabe 300mm Wafergré3e ja/nein, Kundennennung).
Sollten Sie aus datenschutzrechtlichen Griinden Ilhre Kunden nicht benennen diirfen, so
kategorisieren Sie bitte lhren Auftraggeber (Forschung, Industrie, andere 6ffentliche
Auftraggeber) und bestatigen Sie, dass lhre Referenzen mit der ausgeschriebenen Leistung
vergleichbar sind. *** ACHTUNG *** Sollten Sie aus datenschutzrechtlichen Grinden lhre
Ansprechpartner nicht benennen durften, so kategorisieren Sie bitte Ihren Auftragsgeber
(Forschung, Industrie, andere 6ffentliche Auftragsgeber) und bestatigen Sie, dass lhre
Referenzen mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind.

Kputepun: CpedeH roguwieH nepcoHan

Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Darstellung der Firma: Mindestangaben: Grindungsjahr,
wichtige Meilensteine des Unternehmens, Anzahl der Mitarbeiter, was wird hergestellt / welche
Leistungen werden erbracht -> Alle Angaben bitte in Textform; KEINE Links oder Bilder.

Kputepun: pyrm MKOHOMUYECKN UK (PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA

OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: 1. Eigenerklarung tber das Nichtvorliegen von
Ausschlussgrinden nach § 123 und § 124 GWB 2. Eigenerklarung-Selfdeclaration (EU) Nr.
833/2014

Kputepun: PnHaHcoBn KoedULNEHTH

Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Umsatz der letzten 3 Geschaftsjahre

UHdopmaumna 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MwuHumaneH 6pon kaHangaTu, KouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUA eTan Ha npouegypara: 3

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
E3nun, Ha KonTo AoKyMeHTaumaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEMCKM
Agpec Ha JoKymeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuka: https://vergabe.fraunhofer.de
INetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-
19¢c6594c6a2-742fc357e6274b23

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus Ha npoueaypara:
OuakBaHa gaTa Ha uanpallaHe Ha nokaHuTe 3a npeacTtassaHe Ha ocepTn: 11/05/2026
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogaBaHe: https://vergabe.fraunhofer.de
E3vun, Ha konto morat fga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noseyve oT eAHa odepTta: PaspelueHo
KpaeH cpok 3a nonyvaBaHe Ha 3asBneHus 3a yyactume: 20/04/2026 08:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTParIHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiiHeHa cned KpanHUA CPoK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUMNCBALLN LJOKYMEHTU, OTHACALM ce A0 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baaTt nogageHu no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmauumsa: Siehe Vergabeunterlagen
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YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa ga ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha Nporpamu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awnTeHn paboTHn mecTa: He

YcnoBus, CBbp3aHu C U3MbIAHEHNETO Ha gorosopa: Bei evil. Einsatz von Nachunternehmern
sind diese zu benennen, ihre Eignung ist ebenfalls anhand der unter
"Ausschreibungsbedingungen" aufgefihrten Eignungskriterien nachzuweisen. Ferner ist zu
bestatigen, dass sie im Auftragsfall zur Verfugung stehen; deren Anteil am Umfang des
Auftragsgegenstandes ist darzulegen.

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo

LLle ce nsnonassa enekTPoHHO NopbYBaHE: HE

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauuma 3a AMHaMU4YHaTa cucTemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauusa v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTto (obxansaHeTo): Vergabekammern des
Bundes
NHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Ein Nachprifungsantrag ist
unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein
Nachprufungsantrag ist zudem unzulassig, wenn der Zuschlag erfolgt ist, bevor die
Vergabekammer den Auftraggeber Gber den Antrag auf Nachprtfung informiert hat (§§ 168
Abs. 2 Satz 1, 169 Abs. 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist mdglich 15 Kalendertage nach
Absendung der Bieterinformation nach § 134 Abs. 1 GWB. Wird die Information auf
elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkirzt sich die Frist auf zehn Kalendertage (§
134 Abs. 2 GWB). Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den
Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es
nicht an. Die Zulassigkeit eines Nachprifungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend
gemachten Vergabeverstolie 10 Kalendertage nach Kenntnis gegenuber dem Auftraggeber
gerugt wurden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, mussen spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber dem
Auftraggeber gertgt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB) . Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, missen spatestens
bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber geriigt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB).

OpraHusauus, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a BbanaraHe
: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12

OpraHusaums, npegocTassiiia noseye MHopMaums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Fraunhofer-Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e.V.

8. OpraHnsauum
8.1. ORG-7001

OdmumanHo HammeHoBaHue: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12
PernctpaumoHeHn Homep: DE 129515865
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MowieHckn agpec: Hansastrale 27¢

Npag: Mldnchen

MoweHckn koa: 80686

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt
(DE212)

Obpxaea: N'epmaHus

3BeHO 3a koHTakT: Einkauf Betrieb und Infrastruktur

EnektpoHHa nowa: einkauf@zv.fraunhofer.de

TenedoH: +49891205-0

WHTepHeT agpec: https://vergabe.fraunhofer.de/

Mpodoun Ha kynyBaya: https://vergabe.fraunhofer.de/NetServer/

Ponu Ha Ta3n opraHusaums:

KynyBau

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-7004
OdmumnanHo HanveHoBaHue: Vergabekammern des Bundes
PernctpaumoHeH Homep: 1:022894990
MoweHckn agpec: Kaiser-Friedrich-Stralle 16
'pag: Bonn
MoweHckn koa: 53113
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxaea: 'epmaHusa
EnekTpoHHa nowa: vk@bundeskartellamt.bund.de
TenedoH: +49 228 9499-0
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-7005
OdmumanHo HammeHoBaHue: Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten
Forschung e.V.
PeructpaunoHeH Homep: DE-129515865
MoweHckn agpec: Hansastralle 27¢
Npag: Minchen
MoweHckn koa: 80686
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt
(DE212)
Obpxasa: NepmaHus
EnekrpoHHa nowa: einkauf@zv.fraunhofer.de
TenedoH: +49 89 1205-0
WHTepHeT agpec: https://www.fraunhofer.de
Ponu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusaums, npegocTassiiia noseye MHopMauums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-7006
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MNMoweHckm koa: 53119
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AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)

[Obpxasa: NepmaHus

EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de

TenedoH: +49228996100

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

TED eSender

MHdbopmauus 3a obsaBneHneTo

NpeHTtndpumkatop/sepcns Ha obasneHneTo: b4de9593-9422-4efd-885a-7eb6e2b207e9 - 01
Bug Ha bopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6aBneHne 3a nopbyka Unn KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpaliaHe Ha nssectuneto: 18/03/2026 07:48:20 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoeBpOnNencko Bpeme, 3anagHoeBponencko NATHO Bpeme

E3num, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPMLUMANHO JOCTBMHO: HEMCKWU, aHITIMACKA
Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 191862-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 55/2026

[aTa Ha nybnukysaHe: 19/03/2026

191862-2026 Page 7/7


mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

	1. Купувач
	1.1. Купувач
	2. Процедура
	2.1. Процедура
	2.1.1. Цел
	2.1.2. Място на изпълнение
	2.1.4. Обща информация
	2.1.6. Основания за изключване
	5. Обособена позиция
	5.1. Обособена позиция: LOT-0000
	5.1.1. Цел
	5.1.2. Място на изпълнение
	5.1.3. Очаквана продължителност
	5.1.6. Обща информация
	5.1.7. Стратегически обществени поръчки
	5.1.9. Критерии за подбор
	5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка
	5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка
	5.1.15. Техники
	5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)
	8. Организации
	8.1. ORG-7001
	8.1. ORG-7004
	8.1. ORG-7005
	8.1. ORG-7006
	Информация за обявлението

